
医薬品／ケミカル用途向け 

用途：工業炉・樹脂成形・化学品・食品・医薬品 

・取扱流体の外部漏洩防止に！ 

・内部凝縮液の漏出防止・軸受保護に！ 

・腐食性ガスの希釈・クリーニングに！ 

ドライ真空ポンプで不向きとされていた凝縮性ガス・粉体・生成物

等を含むハードプロセスに安定した性能とメンテナンスサイクルの

長期化を実現！ 

ドライルーツ式真空ポンプ 

CT4-LE 型 N2パージユニット

３葉ルーツ

低騒音 

コンパクト設計 

ドライタイプ

※写真は CT4-200LE 

インフローパージ方式 

シリコン引き上げ・真空洗浄 etc. 

トラブル防止

NEW 



^ 

シールパージ方式 

■パージ方式 

インフローパージ方式 

オイルシール間にパージ圧力をかけ、取扱流体の外部

漏出や軸受への流入を防止します 

さらにパージ量の削減も可能 

ポンプ内部（プロセス側）に N2 を流入させ、内部凝縮

液の外部漏出や軸受への流入を防止します 

また、腐食性ガスの希釈やクリーニング効果も可能 

■外観 （CT4-150LE、200LE、300LE、450LE）

※オプションでハウジングドレンポット・真空ポンプの表面処理も可能です

詳細は営業所にお問い合わせください

※本チラシ記載内容については製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 CT4N2-2202H-R0


